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RINGKASAN METODE PENELITIAN SELAMA  2 TAHUN

Tahun I (2016)) Tahun II (2017)) 

Hasil Capaian dan Luaran Kegiatan  Penelitian
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1. DRPM Kemenristekdikti yang telah  mendanai penelitian ini;
2. Universitas Lampung; dan
3. Semua pihak yang telah memberikan kontribusi dalam 

penyelesaian kegiatan penelitian.

Publikasi Internasional (1)
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Publikasi Internasional (2)

Seminar Internasional 
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Seminar Nasional

HKI/Paten dalam Proses Pendaftaran 
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Lapisan permukaan

adsorben

Logam target

(Cetakan logam)

Pengenalan pada
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Matriks silika

Readsorpsi dari

logam target

Cetakan ion logam target

Gugus aktif

Pelepasan

logam target

Model Teknik pencetakan ion (ionic imprinting)

Gambar  Ilustrasi pada permukaan material tercetak  ion (Buhani et .al., 2017)

BUKU 
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